5.3.4 VyuZiti interference na tenkych vrstvachvp  raxi

Pr

. 1. Dvé skleréné destiky jsou na sebe polozeny tak, Zze mezi nimi vznikduehovy Klin s

velmi malym thlem. Situace je nakreslena na obrdkpohledu z boku. Nakresli
interfererdni obrazec, ktery na vzduchovém klinu vznikne, mbka kolmo seshora
osvitimecervenym swtlem (@i pohledu shora).

A

: Najdi mezeru v napadu na sniZeni odrazivaxtek jejich potazenim interferéni tenkou

vrstvou.

: Vypi$ Udaje, které je nutné znat, pro spravné remirdousky antireflexni vrstvy pro

¢ocku.

: Nacocku s indexem lomu 1,52 ma byt nanesena antireflesstva z oxidu kemiku o

indexu lomu 1,55. Wi jeji tlou&’ku, pokud ma byt optimalizovana pro Zlutozelenowba
A=550nm .

: Nacocku s indexem lomu 1,52 ma byt nanesena antireflesstva z fluoridu htecnatého o

indexu lomu 1,38. Wi jeji tlou&’ku, pokud ma byt optimalizovana pro Zlutozelenowba
A=550nm .

. Ploskovypukl&ocka Newtonovych skel ma polamkiivosti 300 cm. Druhy sstly krouzek

v odraZzeném sitle mé& polondr 1,5 mm. U¢&i vinovou délku uzitého stla.



